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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a planar polymer stack, said stack comprising at least one first and
one second (co)polymer layer (20, 30) which are stacked one on top of the other, the first subjacent (co)polymer layer (20) having not
received any previous treatment allowing the cross-linking thereof, and at least one of the (co)polymer layers being initially in a liquid
or viscous state. Said method is characterised in that the upper layer (30), called the top coat (TC), is deposited on the first layer (20)
in the form of a prepolymer composition (pre-TC), comprising at least one monomer and/or dimer and/or oligomer and/or polymer in
a solution, and in that the upper layer is then subjected to a stimulus that can cause a cross-linking reaction of the molecular chains
within said layer (30, TC).

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un empilement polymérique plan, ledit empilement comprenant au
moins une premiere et une deuxie¢me couche de (co-) polymere (20, 30) empilées l'une sur l'autre, la premiere couche (co-) polymere
(20) sous-jacente n'ayant subi aucun traitement préalable permettant sa réticulation, au moins l'une des couches (co- )polymeres étant
initialement dans un état liquide ou visqueux, ledit procédé étant caractérisé en ce que la couche supérieure (30), dite top coat (TC) est
déposée sur la premiere couche (20) sous la forme d'une composition pré-polymere (pré-TC), comprenant au moins un monomere(s)
et/ou dimere(s) et/ou oligomere(s) et/ou polymere(s) en solution, et en ce qu'elle est ensuite soumise a un stimulus apte a provoquer
une réaction de réticulation des chaines moléculaires au sein de ladite couche (30, TC).



